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报告摘要：

近年来，以石墨烯为代表的二维材料因其在电学，热学，光学以及力学领域的独特性能而

成为材料科学和工程领域的研究热点。二维材料的一个重要优势在于可采用液相剥离的方

法大规模制备出少层甚至单层纳米片。通过将二维纳米片材料分散于溶液中配置成功能性

墨水，并与印刷工艺进行结合，进而可制备成功能性器件。与传统硅基微电子制备工艺相

比，印刷工艺为低温增材制造，具有绿色环保的特征，并且可制作在多种衬底材料上，因

此通过印刷工艺制备基于二维材料的电子器件在传感、柔性电子、能源存储和转换等方面

有着广阔的应用前景。本报告首先将简单介绍近年来二维材料功能性墨水的发展状况。随

后将介绍超大片氧化石墨烯片的制备以及成功将其打印成高导电率薄膜的工作。我们发现

通过控制氧化石墨烯片的尺寸，可以调控喷墨液滴蒸发后的表面形貌，进而抑制溶剂挥发

过程中“咖啡环”效应的产生，为印刷制备均匀二维材料薄膜提供了一种新的思路。此外

将介绍一种高导电率石墨烯油墨的制备，通过采用印刷工艺制备出了基于不同柔性材质的

导电电路，以此开发出了可用于柔性电子的电路元件。最后，我将介绍通过印刷工艺制备

的一种以二维材料作为传感层的高灵敏度湿度传感器方面的工作。
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